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本研究以 ZSM-5 分子篩作為甲苯甲醇烷基化反應之觸媒，並利用矽-化學氣相沉積法(Si-

CVD)進行觸媒修飾，以提高對二甲苯(Para Xylene)之選擇率，達到生產高選擇性對二甲苯之目

的。觸媒經修飾後，可將對二甲苯選擇率由熱力學平衡值 25%大幅提高至 95%以上，減少後段製

程中純化分離二甲苯異構物所需的能量消耗。經修飾後的觸媒在 420 ℃、400 psi 的反應條件

下，以小型連續式反應器進行甲苯甲醇烷化反應測試，可達 243 小時之穩定反應活性，單程反

應轉化率為 18.3%，對二甲苯產率達 17%；經二次全迴流反應後，可達甲苯轉化率 51.1%，對二

甲苯產率 48.9%的反應效果。 
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